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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光显示器密封盖板Mark点的加工方法，属于有
机发光显示器的密封技术领域，其在密封盖板掩膜曝光过程中，在对盖
板尺寸进行定位的同时实现对Mark点定位，定位方法是在密封盖板的上
下两表面各附着一张定位胶片基板，各定位胶片基板上均标注有密封盖
板的图形尺寸和Mark点的相对位置，由此实现对Mark点的定位。本发明
有机发光显示器密封盖板Mark点的加工方法，将Mark点定位和曝光同时
进行，极大缩小了定位误差，实现了标识清晰、定位精确、易被生产线
自动识别等技术突破，并缩短了加工时间，提高了生产效率。
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